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2026.7.2



目 录
Contents

Confidential Of  Crystal Clear Electronic Material 

01 什么是电子级硫酸

02 电子级硫酸市场概况

03 国产化机遇与挑战

04 晶瑞电材介绍

2



01

什么是电子级硫酸
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湿电子化学品在半导体的应用环节
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湿电子化学品指为微电子、光电子湿法工艺（主要包括湿法刻蚀、清洗、显影、互联等）制程中使用的各种
电子化工材料。在晶圆制造过程中，湿电子化学品主要用于清洗颗粒、有机残留物、金属离子、自然氧化层
等污染物。同时，湿电子化学品也应用于后段高端封装领域的清洗、溅射、黄光、蚀刻等工艺环节。
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湿电子化学品分类

5

通用型使用量大，功能型单位价值高：从使用量来看，通用湿电子化学品远超功能湿电子化学品，超净高
纯试剂主要是用于清洗过程，使用范围覆盖整个晶圆且需要多次使用，因此用量较大。从单位试剂价值来
看，功能湿电子化学品在超净和高纯的基础上要注重试剂的功能性，研发难度更高，因此其单位价值远高
于通用湿电子化学品。 

电子级硫酸在半导体应用占比



Confidential Of  Crystal Clear Electronic Material 

电子级硫酸的产业地位
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★ 通用型主力

硫酸主要用于基础清洗，使用范围覆盖整个晶圆且需多次循环，占据湿
电子化学品绝对用量大头

G1-3 G1-G3级（≤0.1ppb）

满足太阳能及6英寸/8英寸成熟晶圆需求，国内产品国产化率已超80%，
市场趋于红海

G4 G4级（≤100ppt）

适配8英寸及低端12英寸硅片（>40nm制程），是主流晶圆厂大宗消耗
的核心规格

G5 G5级（≤10ppt）

专供40nm及以下先进制程12英寸高端芯片，等级每提升一级杂质要求降
低千倍，

电子级硫酸作为通用型湿电子化学品的核心酸类，其产业价值高度依赖于超净高纯技术；SEMI G5
级标准要求的10ppt极低杂质含量，构成了先进制程不可或缺的基础材料壁垒。
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电子硫酸在半导体的应用
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    在集成电路制造中，电子级硫酸主要与双氧水复配为SPM等清洗液，凭借强氧化性在光刻去胶、刻
蚀后清洗及金属互连等核心节点发挥关键作用。
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电子硫酸在显示面板的应用
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显示面板上主要用于 TFT 阵列制程中的基板清洗以及 OLED 器件制造中的有机残留去除。
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电子硫酸在太阳能上的应用
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    光伏产业在电池片清洗环节，能够有效去除硅片表面的有机残留物、碳沉积物及金属杂质；酸性
制绒环节添加硫酸可提高反应均匀性。
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电子级硫酸市场概况

10



Confidential Of  Crystal Clear Electronic Material 

湿电子化学品市场规模
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全球及我国湿电子化学品市场规模及预测

单位：亿元
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全球电子级硫酸市场规模与竞争格局
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    2026年全球电子级硫酸市场规模预计达34亿元，同比增长6.9%，预计2030年达42亿元，年
复合增长率维持6.7%。亚太地区占全球市场份额58%-67%，中国台湾、韩国、中国大陆为主要
消费地。

2024年全球电子级硫酸行业格局

竞争格局高度集中
前五大厂商占比约70%以上,前十强合计占比超90%,
呈现寡头垄断格局。

头部企业

BASF 技术市场领先，深度绑定台积电、三星等头
部客户，市场份额23%;

国内企业

晶瑞电材、中巨芯、兴福等企业发展迅速,成为国
内头部厂商。
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国产化机遇与挑战
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电子级硫酸生产工艺路线
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制备工艺方式 特点

发烟硫酸法 需设置在工业硫酸厂内，更有利于产品质量的管理与调控。

三氧化硫法 对原料产地依赖度小，但总体上对于原料的品质依赖更强。

制
备
工
艺
流
程

工业硫酸工厂 电子硫酸工厂

发烟硫酸制备 三氧化硫纯化 超纯水吸收 浓度调节 精密过滤
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电子级硫酸技术难点
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金属纯度控制壁垒 颗粒管控极致化壁垒

稳定性要求壁垒 认证周期长壁垒
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国内电子级硫酸客户群体
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国内电子级硫酸市场竞争格局
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据市场统计，2025年中国G5等级电子级硫酸年用量约20 万吨。随着国内厂商技术逐步成熟，大量厂
商近两年快速扩张产能，导致电子级硫酸市场进入白热化竞争。

企业名称 2025年产能（吨/年） 备注

晶瑞电材 90,000 有扩产计划

湖北兴福 60,000 扩产中

联仕化学 70,000

天津环勃 50，000 有扩产计划

江化微 24,000 扩产中

福建雅鑫 15,000

福建天甫 20,000

江苏联恒 30,000

中巨芯 60,000 有扩产计划

巴斯夫中国 40,000 扩产中

合计 459,000
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外部供应链不确定风险
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电子级硫酸面临挑战

19

随着国产化替代，各
厂商纷纷开始积极布
局新产能，市场竞争
激烈，导致产品被迫
降价。

低价竞争

国内厂商纷纷加大投
资力度扩建产能。而
市场需求总量远低于
现有产能及扩建产能，
导致供大于求，造成
大量产能无法被消耗。

供需背离

原料供应的不确定影
响半导体产业链的稳
定供应

原料供应

以价格战策略抢占市
场，导致产品售价较
低，无法支撑长途运
输的费用。即使产能
过剩也难以实现出海
销售。

出海困境

近年中美贸
易摩擦持续
升级，对电
子材料的供
应格局产生
一定影响，
刺激湿电子
化学品的国
产替代需求，
加速推动国
产替代进程。
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展望和建议
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技术、资源与供应链三管齐下，从跟跑到并跑的产业跃迁

行业趋势

技术升级:向G5+级(<1ppt杂质)及功能性复配方向发展。

产能整合:淘汰落后产能,头部企业通过并购提升集中度。

找准定位:根据市场需求，错位发展。

建议

投入:加大研发投入,加强专利布局，研发新工艺新路线。

政策:设立专项基金支持高端技术攻关,规范行业产能扩张。

产业链:构建“原料-设备-应用-回收”协同创新体系。

应用拓展:走出去，拓展新兴领域新兴市场。

资源循环:产品循环利用，减少对硫磺资源的依赖。
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晶瑞电材介绍
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集团概况丨Group Profile
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公司名称

公司简称

成立日期

注册资本

股票代码

董事长

营业收入

集团人数

晶瑞电子材料股份有限公司

晶瑞电材

2001年11月29日

约 10.73亿 

300655（2017年上市）

李  勍

约 20 亿元（2026年度预测）

约 850人

公司地址

主要产品

苏州市吴中区善丰路168号

高纯化学品、光刻胶、功能性材料、锂电池材料

应用领域 半导体、面板显示、LED、光伏、锂电池

2 0 2 5  业 务 分 布

光刻胶

14%

高纯化学品

58%

锂电池材料

14%

其他

14%
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集团规模丨Group Scale
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陕西渭南

四川眉山
湖北潜江

江 苏 苏 州

江苏南通

n 七大智能制造工厂保障供应链安全，

  覆盖全国主要半导体及新能源产业集群

n 六大创新研发基地，国际先进测试仪器

n 扎根客户，提供稳定高效的服务能力

 扎根客户 / 配套完善 / 专业园区 

30+年 1000+

合作客户行业经验

总产能布局:  75万吨

四川工厂

陕西工厂

湖北工厂

苏州工厂

日本研发

NMP(N-甲基吡咯烷酮）
GBL、2P

双氧水、粘结剂、
负胶等

南通工厂

双氧水、氨水、硝酸、
盐酸、IPA

硫酸

双氧水、氨水、硝酸、
盐酸、IPA
光刻胶及配套试剂
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半导体行业丨Semiconductor
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深耕芯片制造工艺，为集成电路产业提供关键材料支撑
 

——应用于光刻、显影、蚀刻、清洗等工艺环节

l 显影液

l 稀释剂

l 增粘剂

l 去边剂

l 漂洗液

l 剥离液

l 蚀刻液

光  
刻
胶

l TFT-Array

l G-Line胶

l I-Line胶

l UV Negative胶

l KrF胶

l ArF胶

l 双氧水

l 硫酸

l 氨水

l 异丙醇

l 硝酸

G5高纯化学品

功
能
材
料
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新能源行业丨New Energy
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布局锂电池和光伏产业，赋能新能源产业创新升级 
——应用于锂电池及光伏制造等环节

l 双氧水

l 硫酸

l 氨水

l 异丙醇

l 硝酸

l 盐酸

l 氢氟酸

l 氟化铵

l BOE

l N-甲基吡咯烷酮

l 无水乙醇

l 冰醋酸

l 甲醇

l 丙酮 

l 草酸

l 氢氧化钠

l 氢氧化钾

G
3
光
伏
级
化
学
品

l N甲基吡咯烷酮

l γ丁内酯（GBL）

l 粘结剂

l 电解液

锂电池材料

光
伏
级
溶
剂
类   
材
料
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智能创新研发丨Intelligent Innovation R&D
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l 总部实验室

l 潜江实验室

l 眉山实验室

l 瑞红实验室

l ArF实验室

l 日本实验室

国际先进的仪器设备

新一代技术—联合外部研发机构

多基地全系列研发测试平台

l 研发人员近200人

l 博士后工作站

l 博士后创新研发基地

内部专业研发团队

l ASML光刻机

l 匀胶显影机

l CD-SEM

l FE-SEM 

l HPLC

l ICP-MS 
7700/7900/8900

l LPC RION KS20F

l LPC PMS CH2 0

l IC、GC

l 中石化研究院

l 知名高校

l 外籍专家
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